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Jehla miiZe byt pouZita pro reflexoterapii (¢ili akupunkturu a
aplikaéni akupresuru) v 1é€ebnych tstavech a v domacnosti,
pii¢emz jehlu lze pouzit bud’ jako slozku aplikator nebo jako
jednotlivy nastroj pro akupunkturu. jehla (1) pro reflexoterapii
ma zakladni slozku, kterd mé ty€ (2) s hrotem (3) na jednom
konci a je vyrobena z oceli, m&di, chrému, niklu nebo st¥ibra,
a ma pokryvéani z chromu, niklu, médi nebo stfibra. Novinkou
v jehle je ta skutednost, Ze pokryvani zékladni slozky jehly (1)
je Castedné s vytvofenim blizko jejiho hrotu (3) pasma (7),
sestavajiciho z nejméng dvou materiald s riiznymi
elektrochemickymi potencidly, a zakladni slozka a pokryvani
jsou vyhotoveny z chemickych prvkii, zvolenych ze skupiny,
ktera dodateéng zahrnuje kobalt, hlinik, hot¢ik, zinek, cin,
titan, vanadium, berylium, zlato, platinu, palladium,
stroncium, telur, také jejich slitiny a oxidy. Regeni
zabezpeduje jak mechanické, tak i elektrické piisobent jehly
(1) na patfiéné pasmo téla pouZivatele, i¢elna souprava
materiald pro zdkladni slozku jehly (1) a pokryvani pro
uloZeni parametrii mikroproduktii umoZiiuje rozsifeni
moznosti elektroforézy na ticet pfeneseni do téla pouZivatele
v&tsi soupravy stopovych prvku a zvySeni jeji intenzity na
iget mikroproudd. Aplikator zabezpecuje vytvoieni v
epidermu (8) prostorového sloZitého heterogenniho
elektrického pole z mikroproudii mezi jehlami a mikroproudd
mezi zékladnimi sloZkami a jejich pokryvanimi, uloZeni

potfebnych parametri mikroproudi, vyrovnavani cestou
elektroforézy narusené v disledku nemoci rovnomérmosti
elektrického pole pokoZku pouZivatele, také snaSeni do téla
pouZivatele vétsi soupravy stopovych prvki a zvySeni
udinnosti procesu tohoto vnaseni.
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JEHLA PRO REFLEXOTERAPII A APLIKATOR PRO JEJI POUZITI

Oblast techniky
Vynalez se tyka pfistrojli, ur€enych pro stimulaci specifickych reflex-

nich pasem nebo jednotlivych reflexnich bodu lidského té&la, zejména jehel pro
reflexoterapii (Gili akupunkturu a aplikacni akupresuru) a aplikatori, a mlze
byt k dispozici v Ié¢ebnych zafizenich a v domacnosti. Jehly se mohou pouzi-

vat bud jako slozky aplikator( nebo jako jednotlivé nastroje pro akupunkturu.

Dosavadni stav techniky
Nejbliz§i k nabizené jehle je jehla pro reflexoterapii se zakladni sloz-
kou, ktera ma ty& s hrotem na jednom konci a hlavici na dfuhém konci, a je
vyrobéna z oceli, mé&di, chrému, niklu nebo stfibra, a s jednou vrstvou celist-
vého pokryvani z chromu, médi, stfibra, niklu celé zakladni slozky jehly (SU-
A-1797889). ' ‘
Celistvé pokryvani zakiadni slozky jeh_ly omezuje moZnosti elektrofore-
zy, protoZe do téla pouZivatele pfechazi pouze jeden stopovy prvek (z povr-
chu pokryvani nebo ze zékladni slozky, nema-li jehla pokryvani), také nepatr-
né mnozstvi stopového prvku ze zakladni slozky jehly cestou difuze skrz po-
kryvani. Zaroven nejsou mikroproudy v mezich jedné jehly, coZ vylucuje moz-
nost jejiho elektrického plsobeni na patfiéné pasmo téla pouzivatele a ma za
nasledek nedostateénou intenzitu elektroforézy. Mimo to, celistvé pokryvani
podmifiuje pomérné velkou spotifebu cennych materidld na pokryvani, napfi-
klad stfibra. Omezeny seznam materialdl (ocel, méd, nikl, stfibro) znacné
omezuje vybér potiebnych stopovych prvkd pro pouZivatele. _
Na urovni technlky je znamy aplikator se zakladni slozkou a upevneny-
mi v ni jehlaml s hroty a hlavicemi, v némZ zakladni slozky jehel jsou vyrobeny
ocell mé&di, chrému, niklu, stiibra, a pokryvani jsou vyrobena 7 médi; chré-
mu, niklu nebo stfibra, které pfi kontaktu s epidermem tvofi galvanicke pary
(SU-A-1797889). | |
Tento aplikator predpoklada omezenou soupravu> materialli, coz ome-
Zuje soupravu stdpovych prvk(l, které se dostavaji do téla pouzivatele, totiz

moznosti elektroforézy, zarovei omezuje moznost ukladani potfebnych para-
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metrtl mikroproud(. Nanaseni pokryvani na celou zakladni slozku jehel umoz-
fiuje generaci mikroproud(l jenom mezi jehlami, vyrobenymi z rznych mate-
riald, a nedovoluje vznik mikroproudl v téle pouzivatele, vytvofené mezi ruz-
nymi materialy kazdé z jednotlivych jehel, coZ vyluduje vytvofeni prostorove
sloZitého heterogenniho elektrického pole v epidermu pouzivatele, CoZ zase
omezuje uéinnost'aplikace a podmihujé nedostateéné vyrovnavani eiéktrické—
ho pole, naruseného v disledku nemoci, v pokozky pouzivatele po aplikaci, a

také podminuje nedostate&nou intenzitu procesu elektroforézy.

Kratka podstata vynalezu

Zakladem vynalezu je rozpracovani ukolu. zdokonaleni jehly pro re-
flexoterapii cestou vytvofeni pasma jejiho styku s télem pouzivatele nejméne
ze piinejmensim dvou materialdl z riznymi elektrochemickymi potencialy za
éelem zabezpedeni pritoku mikroproudl mezi témito materialy, a cestou
rozéifeni soupravy materialdl na vyrobu zakladni sloZky jehly a pokryvani, coz
zabezpeduje jak mechanicke, tak i elektrické plisobeni jehly na odpovidajici
pasmo téla pouzivatele, také zabezpeéi Uelnou soupravu materiall pro za-
kiadni sloZky jehly a pokryvani pro ukladani parametrdl, zvy$i moznosti elek-
troforézy na Gget preneseni do téla pouZivatele vétsi soupravy stopovych
prvkil a zesili jeho intenzitu na Gcet mikroproudd.

Mimo to zakladem vynalezu je rozpracovani tkolu zdokonaleni aplika-
toru cestou vyroby aspon &asti jehel s celistvyym a/nebo &aste¢nym pokryva-
nim s vytvofenim v pfipadé ¢astecneho pokryvani blizko hrotu pasma ze pfi-
nejmensim dvou materiall z riznymi elektrochemickymi potencialy, totiz pas-
ma styku jehel s epidermem pouzivatele, a zvétseni soupravy materiall pro

- vyrobu zakladnich sloZek Jehel a jejich pokryvani, coz zabezpecuje vytvorem
v epldermu prostorove sloZitého heterogennlho elektrlckeho pole Z mikroprou-
"du mezi jehlami a mikroproudll mezi zakladnimi slozkami jednotllvych Jehel a

jejich pokryvanimi, ukladani pottebnych parametrl mikroprouddl, vyrovnavani

na ucet elektroforezy narugené v disledku nemoci rovnomérmosti elektrického

pole pokozky pouzivatele, take proniknuti do téla velké soupravy stopovych
prvkl a intensifikaci postupu tohoto proniknuti.

Vytydeny Ukol se fesi tem zplisobem, Ze na jehle pro reflexoterapii s




*® o
L]
(XX R J

zakladni slozkou, ktera ma ty& s hrotem na jednom konci a je vyrobena z oce-
li, médi,chromu,niklu nebo stfibra, a pokryvani je vyrobeno z chrému, niklu,
médi nebo stiibra, v souladu s vynalezem pokryvani zakladni slozky jehly je
vyhotoveno &astetné s vytvofenim blizko jejiho hrotu pasma, ktere se sklada
ze pfinejmensim dvou materiall s rlznymi elektrochemickymi potencialy, a
zakladni slozka a pokryvani jsou vyrobeny z chemickych prvki, které se vybi-
raly ze skupiny, ktera dodatecné zahrnovala kobalt, hlinik, hof¢ik, cin, zinek,
titan, vanadium, berylium, zlato, platinu, paladium, stroncium, telur, takeé jejich
slitiny a oxidy.

Castedné pokryvani zakladni slozky jehly s vytvofenim pasma blizko
"hrotu, totiZ pasma styku jehly s télem pouZzivatele, ze dvou nebo vice materia-
bz riiznymi elektrochemickymi potencialy podmiriuje vytvofeni v téle pouiiva;

tele galvanickych proudl mezi témito matériély (zakladni slozky jehly a pokry-
vani maji funkci elektrody, a tekutina v téle pouZivatele, zejména v epidermu,
ma funkci elektrolytu), které se pfemistuji na rovinnych plochach kolmych
povrchu pokozky, coZ vedle mechanickeého plsobeni jehly zabezpeCuje take
elektrické plsobeni na odpovidajici pasmo téla pouzivatele, zaroven rozsifuje
moznosti elektroforézy (stopbvé prvky pfechazeji do téla pouZivatele jak ze
zakladni sloZky jehly, tak i z pokryvani) a zesiluje jeji intenzitu. RozSifeni sou-
pravy chemickych prvkii zaroven rozsiruje moznosti elektroforézy, protoze je
mozny vybér potfebnych pro kazdého pouZivatele prvki z pestiejSi soupravy.
Mimo to umozfiuje pouziti pro zakladni slozky jehly levnéjsich, tuhych a odol-
nych materialll, napfiklad oceli, médi, mosazi atd., a pro pokryvani — mek-
kych, drahych a vzacnych materiald, napfiklad cinu, zlata, stfibra atd., pfi-

gemz toto umoziiuje pouziti drahych a vzacnych materialll ve znaénhou meérou

mensich mnoZstvich, také umoZiiuje generaci mikroproudl s uloZenymi para-

metry na Gdet pc)tfebné- kombinace mater.iélﬁ zakladnich sloZzek a pokryvani
jehel. S |

Pfi tomto pasmo povrchu jehly ze strany hrotu miZe byt vytvoreno.ze
zakladni slozky jehly a pokryvani, které se mize nanaset na zakladni slozku
jehly mimo jeji hrot nebo jen na hrot. |

Toto umoznuje hejjednoduééim zp(’Jsobem'obdriet potencialovy rozdil

mezi zakladni slozkou jehly a pokryvanim. Mimo to nanaseni pokryvani z




vzacnych materialll jako zlata, stiibra, platiny, palladia atd. jen na hrot jehly
velice Setii tyto materialy.

rws

Nejuselngjsi je vytvoreni pasma povrchu jehly ze strany hrotu ze za-
kladni slozky jehly a nékolika vrstev pokryvani z riiznych materiald, kazda z
‘nichz je odhalena z &ela blizko hrotu jehly.

Potencialovy rozdil mezi kaidym parem vedlejsich vrstev pokryvani a
pary ostatnich vrstev podmifiuje vznik celého souboru riznych galvanickych
mikroproudd v misté styku jehly s epidermem, totiz heterogenni elektrické po-
le, coz, za prvé, zesiluje elektrické plsobeni jehly na epiderm a, za druhé, za-
bezpeduje prechod do t&la stopovych prvkii ze vSech vrstev pokryvani, pfi-
- ¢emz se tento prechod zesiluje galvanickymi mikroproudy. Toto maximaini
mérou zvysuje Gginnost reflexoterapie a elektroforézy. ‘

Je Gdelnd také tvofeni pasma povrchu jehly ze strany hrotu z nanese-
ného na celou zékladni sloZku jehly nékolikavrstvého pokryvani a nanesené-
ho ha n&ho pokryvani na hrot jehly. '

Toto podmiriuje vznik galvanického mikroproudl mezi pokryvanimi na
ot jehly a na jeji zakladni slozku, take zesileného témto mikroproudem pie-
nos stopovych brvkﬂ z obou vngj$ich vrstev pokryvani a — na ucet difuze —
také stopovych prvk{ ze vnitfnich vrstev. Mimo to toto umoziuje pouziti uZi-
teénych pro reflexoterapii materialt s nedostate¢nou odolnosti a tvrdosti v po-
dobé pokryvani na tvrdé a odolné zakladni slozce.

Pii tomto v &asti povrchu jehly, ktery se sklada z nanesené na celou
zakladni slozku jehly aspori jedné vrstvy pokryvani a nanesené nan pokryvani
na hrot jehly, kazda vrstva pokryvani maze byt odhalena z &ela blizko hrotu
jehly, coz zvétSuje mnoZstvi mikroproud a zesiluje intenzitu elektr(_)foré_zy.
| Mimo to jedna nebo vice vrstev pokryvé-ni se mohou nanaset zpuso-
bem stfikani s vytvorenlm nehustych nebo hustych vrstev.

Nehustota vrstev pokryvani, zejmena ‘vnéjsich, pnsplva k dnfuzu stopo-
vych prvkd z vnitinjch vrstev ven. ,

Vytyceny ukol se fedi také zplsobem, kdyz v aplikatoru se zakladni
slozkou a upevné&nymi v ni jehlami, kazda z nichz ma zakladni slozku s tyci,
hrotem a hlavici, piicemz zakladni slozky jehel jsou vyrobeny z ocel, médi,

chrému, niklu nebo stibra, a pokryvani nanesené z chrému, niklu, médi nebo




stfibra, v souladu s vynalezem piinejmens$im Cast jehel je zhotovena s celi-
stvym a/nebo &astednym pokryvanim, piicemz pfi ¢asteéném pokryvani za-
kladnich slozek jehel pasma blizko jejich hrotdl jsou vytvofena ze pfinejmen-
im dvou material(l z raznymi elektrochemickymi potencily, a zakladni slozky

a pokryvani jehel jsou vyhotoveny z chemickych prvkd zvolenych ze skupiny,

- ktera dodate¢né ‘zahrnuje kobalt, hlinik, hoFgik, zinek; cin, titan, vanadium, be-

rylium, zlato, platinu, paladium, stroncium, telur, také jejich slitiny a oxidy.
Mikroproudy mezi zakladnimi slozkami jehel a pokryvanimi probihaji v rovin-
nych plochach, které se tahnou pfes podelné osy jehel, a mikroproudy mezi
jehlami — v rovinnych plochach kolmych nebo 8ikmych ke shora uvedenym
rovinnym plocham, coz tvofi prostorové slozité héterogenni elektrické pole v
epidermu. ’

Rozsiteni soupravy chemickych prvkd zvysuje mozZnosti elektroforezy,
protoZe je mozno vybirat potfebné'prvky z celé soupravy, a také pouZit celou
soupravu v jednom aplikatoru, obzvlast pfi gasteéném nékolikavrstvém po-
kryvani zakladnich slozek rlznych jehel riznymi materialy, kdy s epidermem
pouZivatele kontaktuje mnoho materiall zakladnich slozek jehel a pokryvani,
pfitemz pouziti Siroké soupravy materiall umoZfiuje ukladat parametry elek-
trického pole na UGcet potfebné kombinace materialt zakladnich sloZzek a po-
kryvani jehel. Mimo to uvedené mikroproudy urychluji pfechod stopovych
prvkdl do téla pouzivatele, coz zvysuje intenzitu elektroforézy. RGznorodost
elektrobiochemického stavu epidermu pfi vzajemné ¢innosti z riznymi mate-
rialy povrchl jehel podmifiuje samostatnou regulaci parametrd mikroproudd
mezi jehlami z rliznych materialll a mikroproudl mezi rGznymi materialy jed-
notlivych jehel, také parametrl elektroforézy. VétSi heterogennost elektrickée-
| ho pole podmifiuje vyrovnavani cestou aplikace narudené v disledku nemoci
rovnomémosti elektrického pole pokozky pouZivatele. _

 Je ageln& umistovat jehly v aplikatoru takovym zplisobem, aby vedle
sebé byly jehly, jejichz zakladni slozky a pokryvani jsou-vyhotoveny z rliznych
materiall. | | | '

Takové umisténi jehel v aplikatoru podminuje vytvoreni v riznych bo-
dech styku téla s jednotlivymi jehlami mikroproudﬁ s raznymi hodnotami para-

metri a styk téla s riznymi materialy jednotlivych jehel, coz zvySuje hetero-
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gennost elektrického pole a soupravu stopovych prvk(, které pfechazeji ze
zakladnich slozek jehel a vrstev jejich pokryvani do téla pouzivatele, a take
zrychluje elektroforézu a zesiluje vyrovnavani v dasledku reflexoterapie naru-

gené stejnorodosti elektrického pole pokoZky pouZivatele.

Kratky prehled obrazki na vykresech

Dale podstata vynalezu se stane srozumitelngjsi z niie uvedeného du-
.kladného popisu konkretnich pfiklad{ jeho uskute¢néni s odvolanim na vykre-
sy, na nichz: | | |

obr. 1 predstavuje pfiény prifez schematického zobrazeni jehly s jed-

novrstvym pokryvanim, nanesenym na zakladni slozku jehly vyjma jeji hrot, s

dilem aplikatoru a téla pouZivatele;

obr. 2 a 3 predstavuiji schematické zobrazeni odhaleni hrotu jehly pod- '

le vynalezu, uvedené na obr. 1;

obr. 4 ptedstavuje schematické zobrazeni vzniku galvanického mikro-
proudu v epidermu mezi zakladni slozkou a pokryvanim jehly podle vynalezu,
uvedené na obr. 1;

obr. 5 pfedstavuje schematické zobrazeni jehly podle vynalezu s po-
kryvanim jen na hfotu;

obr. 6 predstavuje schematické zobrazeni jehly podle vynalezu s po-
kryvanim na hrotu a odhalenou $pickou hrotu;

obr. 7 ptedstavuje schematické zobrazeni jehly podle vynalezu s dvou-
vrstvym pokryvanim, nanesenym na zakladni slozku jehly vyjma hrot;

obr. 8 piedstavuje schematické zobrazeni jehly podle vynalezu s jed-
novrstvym pokryvanim zakladni slozky a nanesenou naf vrstvou pokryvani na
hrot; | | '

obr. 9 pfedstavuje schematické zobrazeni jehly podle vynalezu s.jed-
novrstvym pok'r;’/véni‘hﬁ zakladni slozky a'nanesenou naf vrstvou pokryvani na

hrot,as odhélenim od obou vrstev pokryvani $picky hrotu;

obr. 10 piedstavuje schematické zobrazeni jehly podie vynalezu s tfi- .

vrstvyym pokryvanim zakladni slozky a nanesenou naf vistvou pokryvani na

hrot, také s odhalenim od viech pokryvani $picky hrotu;
obr. 11 predstavuje pohled shora na dil schematického zobrazeni apli-




katoru podle vynalezu;
obr. 12 ptedstavuje prafez A-A aplikatoru podie vynalezu, uvedeného

na obr. 11.

Nejlep$i z variant uskutenéni vynalezu:

Jehla 1 aplikatoru (obr. 1) se skla’dé:z tyée 2's hrotem 3 na jednom
konci a hiavici 4 na druhém konci. Jehla 1 je upevnéna v zakladni sloZzce 5
aplikatoru s vyénélkem jeji Casti s hrotem 3 nad povrchem 6 zakladni slozky 5.
Pasmo 7 blizko hrotu 3, &ili pasmo styku jehly s epidermem 8, zapojuje boc&ni
povrch jehly 1 od hrotu 3 do povrchu 6 nebo &ast tohoto povrc'hu podle po-
trebné hloubky proniknuti jehly 1 do epidermu 8. Hloubka proniknuti jehly se

uréuje tlakem na aplikator, hustotou umisténi jehel a ostrosti jejich hrotd, pfi-

gemz pasmo 7 zahrnuje nejméné dva materialy s riiznymi elektrochemickymi.

potencidly, v tomto pfipadé, jak je to uvedeno na obr. 1, z materialu zakladni
slozky jehly 1 a materialu vrstvy 9 pokryvani, naneseného na zakladni slozku
jehly 1 vyjma jeji hrot 3. Ve variantach vykonani takové pokryvani mize se

nanaset na zakladni slozku jehly, napfiklad ¢ast hrotu nebo za vyjimkou hrotu

3 a &ast ty&e 2 blizko hrotu 3, protoZe nanaset pokryvani pfesné na celou ty¢

- s pfesnou vyjimkou hrotu 3 je velice sloZité. Zakladni slozka jehly 1 mizZe byt
vyhotovena ze Zeleza nebo slitiny seleza, napfiklad oceli, a vrstva 9 pokryvani
muize byt vyhotovena napfiklad z niklu, chromu, zinku nebo médi. Jehla 1 se
miZe vyrabét z m&di nebo jeji slitiny, napfiklad mosazi, a vrstva 9 pokryvani
" mze byt vyhotovena z niklu, chromu, nebo stiibra. Pfi tomto je Gcelné& pokry-
vati nikl chrémem. Pokryvani se mize nanaset kterymkoliv znamym zpUso-
bem, napfiklad ponofovanim, stfikénim nebo galvanickym zpUsobem.

Vrstvu 9 pokryvani je Géelnd nanaset na celou jehlu 1, &ili také na jeji

hrot 3, potom odhalovat hrot 3 cestou sejmuti z ného pokryvani, napfiklad -

zptisobem obrusovani pokryvani blizko hrotu 3 na kuZel (obr. 2), po kuzelo-

vém povrchu 10 se sejmutim Casti 11 vrstvy 9, nebo cestou odfezavani pokry-

vani po rovinné plose 10 (obr. 3) se sejmutim &asti 11 vrstvy 9.
Pasobenti jehly podle vynalezu spociva v nasledujicim.
Pti proniknuti jehly 1 (obr. 4) do téla pouzivatele, zejména do epidermu

8, ktery ma Fidkou ionizovanou slozku, rozdil elektrochemickych potenciall



mezi materialem zakladni slozky jehly 1 a materialem vrstvy 9 pokryvani pod-
mifiuje vznik galvanického mikroproudu G, totiz diky nabizené konstrukci jehly
se vytvafeji podminky, za nichZ galvanicky prvek s elektrodami (material za-
kladni sloZky jehly 1 a vrstva 9 pokryvani) vzajemné plsobi s elektrolytem
(fidkou ionizovanou Casti téla 8). Jinak fe¢eno, mechanické plsobeni, vyvola-
- né proniknuti'm jehly 1 do epidermu 8, se doprovazi i¢inkem na télo pouziva-
tele jesté také galvanickym mikroproudem G elektrického pole. Mimo to se vy-
tvaFi moznost uskuteénéni pfenosu stopovych prvkd jak z hrotu 3 jehly, tak iz
vrstvy 9 pokryvani, pficemZ takovy pfenos je znacné zesileny na (cet pritom-
nosti galvanického mikroproudu G. Takovym zplisobem se zvyéuje jak ucinek
reflexoterapie, tak i aginek elektroforezy

V jeété jedné varianté, ktera se mdzZe povazovat za prednostnl pfi
uskutegnéni tohoto vynalezu, jak je to vidét na obr. 5, je mozno na hrot 3 jehly
1 nanadet pokryvani 12. Zakladni sloZka jehly 1 a pokryvani 12 se mohou vy-
rabét ze stejnych materiall, jak je to uvedeno pro né v pifedchazejici varianté
uskuteénéni vynalezu. Ale tato varianta je Gcelna v pfipadech vnaseni do tela
pouzivatele drahych a vzacnych material(l: platiny, zlata, stfibra, telura atd.,
protoZe pfi tomto se znatné zmenéuje jejich spotfeba (témito vzacnymi kovy
pokryvaii jen hrot 3, nikoliv celou zakladni slozku jehly 1). |

Vyhotovena takovym zplisobem jehla plsobi stejné, jako i v predesiém
pfipadé.

Pfi odhaleni ¢asti hrotu 3 od pokryvani, jak je to vidét na obr. 6, se tvofi
dva galvanické pary: mezi $pickou 13 hrotu 3 jehly 1 a pokryvanim 14 (galva-
nicky mikroproud Gy), také mezi timto pokryvanim 12 a tyCi 2 (galvanicky mi-
kroproud Gy), coZ zesiluje elektricke plisobeni jehly 1 a zvySuje Gginnost elek-

troforézy.

Pasmo styku Jehly 1 s epidermem 8 pouzwatele (obr 7) se mize skla—'

dat Ze zakladni slozky jehly 1 a nanesenych naf nékolika, napfiklad dvou,
vrstev 15 a 16 pokryvani, sejmutych blizko hrotu 3 jehly 1. V takovém pfipadé
se tvofi tfi galvanické pary: vrstva 15 pokryvani — hrot 3 (galvanicky mikro-
proud Gs), vrstva 16 — hrot 3 (galvanicky mikroproud G,) a vrstva 15 —vrstva
16 (galvanicky mikroproud Gs). Toto jesté vice zvysuje eiektrické pusobeni

jehly a zajistuje preneseni do epidermu 8 stopovych prvkl ze véech tfi mate-




riald: jehly 1 a vrstev 15 a 16. Je tfeba zdlraznit, Ze pfeneseni stopovych
prvk( od tySe 2 a vrstvy 15 skrz vrstvu 16 do téla pouzivatele se uskutecCnuje
také na Udet difuze, pficemz objem tohoto pfeneseni je znacny v dusledku
velkého povrchu styku mezi ty¢i 2 a vrstvou 15, mezi vrstvami 15 a 16, take
mezi vrstvou 16 a télem pouzivatele. Na jehlu 1 je mozno nanaset jesté vetsi
podet vrstev pokryvani, pficemz posledni zpUsobuje zv?éénou ucinnost plso-
beni podminéného jak na Gcet elektrickych poli, tak i na Ucet elektroforézy,
protoZe v takovém pfipadé do téla pouzivatele se pfenasi vétsi mnoZstvi roz-
manitych stopovych prvkd. | ‘

Jak je vidét z obr. 8, pasmo styku jehly 1 s télem 8 mize zapojovat do

sebe nanesenou na celou zékladni slozku jehly 1 jednu vrstvu 17 pokryvani a

nanesenou nafi svrchu vrstvu 18 pokryvani na hrot 3 jehly 1.V tomto pfipade
se tvofi galvanicky par: vrstva 17 pokryvani — vrstva 18 pokryvani (galvanic-
ky mikroproud Gg), @ pfeneseni stopovych prvk(l ze zakladni sloZky jehly 1 a
vrstev 17, 18 probiha cestou difuze na Gcet vetsi plochy styku mezi vSemi
povrchy, totiz v takové varianté provedeni vynalezu elektroforéza previada
nad galvanickym ucinkem.

Posledni z uvedenych vy3e variant provedeni vynalezu mlze byt tro-
chu zménéna bude-li hrot 3 ponechany bez vrstev 17, 18, napfiklad zplso-
bem jejich obrugovani (obr. 9) (nebo rychlého opotiebeni v procesu pouziti
aplikatora). V takovém pfipadée, mimo galvanicky mikroproud Gg mezi vrstva-
mi 17, 18 pokryvénl', se tvofi také galvanicky mikroproud Gy mezi vrstvou 17 a
hrotem 3, a mikroproud Gg mezi vrstvou 18 a hrotem 3. Toto zesiluje elektric-
- ké plsobeni jehly 1 na epiderm 8 a ovliviiuje vétsi ucinek elektroforézy.

Jak je vidét z obr. 10, na zakladni slozku jehly 1 se maze nanaset ne-
kolikavrstvé pokryvani, napfiklad z vrstev 19, 20, '2;| hanesenych na celou

Jehlu a vrstvy 22, nanesené pouze na jeji hrot 3. V&echny tyto vrstvy jsou

sefiznuty po rovinné plose 23s vystupem kaZdé z nich na povrch Jehly 1. Toto -

podmifiuje vytvofeni péti rliznych galvanlckych mlkroproudu (nejsou uvede-
ny), coz znaéné zesiluje elektrické plisobeni riznych mikroelementd Jehly 1
na epiderm 8 a umoziiuje uskutecnit preneseni &tyf riznych stopovych prvkd,
nasledkem ¢eho se zvysuje ucinnost elektroforezy.

Jedna vrstva nebo vice vrstev pokryvani se mohou nanaset zplsobem
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stiikani, tim se tvofi husté nebo nehusté vrstvy. Nehusté vrstvy pokryvani
zvétduji proudéni stopovych prvkd, probihajicich skrz né.

Zplisob umisténi material(i na jehle, zainaje od zakladni slozky k vnéj-
&i vrstvé pokryvani, miize byt nasledujici:

Fe (ocel) - Ni - Cu (nebo Pt, nebo Pd, nebo Au) - Ag

Fe - Ni- Au | |

Fe -Cr-Au

Fe - Cr' (nebo Ag, nebo Cu) - Cu (nebo Pt)

Fe-Zn-Cr

Cu-Ag

" Cu-Ni-Cr.

Zakladni slozka jehly se vyrabi ze seleza nebo medl nebo jejich slitin,
napfiklad z oceli nebo mosazi. Proto, bude-li zakladni sloZka vyrobena ze Ze-
leza nebo oceli, vrstvy pokryvani se nanadeji ze véech shora uvedenych kov(
v uvedeném potadi, napfiklad prvni vrstva z niklu, druha z médi (nebo z plati-
ny, nebo z palladia, nebo ze zlata), treti — ze stiibra. Zakladni slozka z médi
nebo mosazi se mlze pokryvat stiibrem, zlatem, platinou, palladiem, niklem s
tenkou vrstvou chromu. ‘ '

Jehly shora uvedenych druhl se mohou pouzivat také pro akupunktu-
ru. V takovém pFipadé hlavici nahrazuje ru¢ni paka na fixaci ruky Iékafe.

Jeété jednim objektem tohoto vynalezu je aplikator. Pfednostni pfihla-
Sovany aplikator, jak je to@vidét na obz.11-12, ma zaklad 5 a upevnéné v ném
jehly 24-32, pficemz pfingjmensim gast jehel 24-32 je provedena s pasmem
styku jehly s epidermem 8, vytvofenym ze pfinejmengim dvou materiald z riz-
nymi elektrochemickymi potencialy. Jehly 24-32 z ruznyml materialy zakladu a

pokryvani jsou umistény kupfikladu v takovém poradi: v jedné fadé 33 jsou

umlsteny celkem médéna jehla 24, jehla 25 s ocelovou zakladm slozkou a

vrstvou 35 pokryvam z niklu a odhalenym hrotem 3, jehla 26's ocelovou nebo

seleznou zakladni slozkou a vrstvou 36 pokryvani na celé jehle 26 z médi a

* vrstvou 37 pokryvani ze stfibra (nebo zlata, platiny nebo palladia) na hrot 3,

jehla 27 se sakladni slozkou ze zeleza nebo oceli s dvouvrstvym pokryvanim
ze zinku a chromu a odhalenym hrotem 3, jehla 28 s médénou zakladni sloz-

kou a pokryvanim na hrot 3 ze stfibra (nebo zlata, platiny nebo palladia) atd.
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V druhé fadé 38 jsou umistény jehla 29 s médénou nebo mosaznou zakladni
slozkou a dvouvrstvym pokryvanim z niklu a chromu, médéna jehla 24, jehla
30 s ocelovou nebo Zeleznou zéakladni slozkou a dvouvrstvym pokryvanim ze
zinku a chrému, ocelova jehla 31, jehla 32 s médénou nebo mosaznou za-
kladni sloZkou a vrstvou pokryvani z médi, mimo hrot 3, atd. V dal$ich fadach
© porfadi umisténi'jehel mUzZe byt podobné nebo jiné, hlavné, aby kazda 'jednotli-

vé jehla byla obklopena jehlami s riznymi materialy jejich zakladnich slozek a

pokryvani. Toto urychluje elektroforézu a vyrovnava v dlsledku reflexoterapie

pfirodni riznorodost elektrického pole pokozku.
Plsobeni aplikatoru spociva v nasledujicim:

- Proniknuti jehel 24-32 do epidermu 8 vytvari ucinek mechanického po-
drazdéni zvoleného pasma povrchAu téla pouzivatele. Zaroven s timto v pasmu
styku jehel 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 s epidermem vznikaji galvanické mikro-
proudy Gt (byly dfivé znazornény pro rizné varianty provedeni jehel), jejichz
* &ary &innosti jsou v rovinnych plochach os jehel a které podmifuji plsobeni
na pasmo té&la pouzivatele slabych elektrickych poli. Mimo to rizné elektrickeé
potencialy rliznych jehel podminuji vznik galvanickych'mikroproudﬁ G, mezi
vedlejSimi jéhlami, jejichiz &ary Cinnosti lezi v rovinnych plochach kolmych k
garam ¢innosti mikroproudt mezi materialy jednotlivych jehel nebo Sikmych k
nim. Tyto proudy se pokladaji na galvanické mikroproudy jednotlivych jehel,
coZ tvoii prostorové slozité heterogenni elektrické pole v epidermu pouzivate-
le. RGzné stopové prvky z jehel 24-32 prechazeji do epidermu 8, pficemz in-
tenzita jejich prechodl do epidermu 8 se zesiluje mikroproudy v epidermu 8.
Diky riiznorodosti elektrobiochemického stavu epidermu 8 pii jeho vzajemné
&innosti s materialy povrch( jehel epiderm 8 automaticky reguluje parametry

mikroproudil a elektroforézy.

Umisténi jehel na aplikatoru, materialy zékladni slozky a pbkryvéni vy-

biraji podle pottebné &innosti aplikatoru na zvolend pasma pouZivateldl (po-
tfebnych intenzit mechanického plsobeni, elektrickych poli, nasyceni témi

nebo jinymi stopovymi prvky).

V nejjednodussich pfipadech v aplikétoru podle vynalezu mohou se

pouzivat dva typy jehel, napfiklad médéné (mosazne) nebo ocelove jehly a |

jehly s jednim typem pokryvani.
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Jehly také se mohou umistovat fadami, kazda z nichz se bude tvorit
jehlami z jednoho nebo stejnych materiald a se budou rozlisovat materialy od
jehel ostatnich fad, coz podmifiuje vice stejnorodé elektrické pole.
Na vyrobu zakladnich sloZek jehel a pokryvani se mohou pouzivat che-
mické prvky, zvolené ze skupiny, obsahujici med, Zelezo, nikl, chrom, kobalt,
hlinik, hoic¢ik, zinek, cin, stﬁbrb, titan, vanadium, berylium, _Zlato, platinu, palla-
dium, stroncium, telur, také jejich slitiny a oxidy. Toto umoﬁﬁuje obdrzeni odol-
' né levné zakladni slozky jehel s pokryvanim z nepatrného mnozstvi vzacnych
~ material(l, rozsifeni soupravy pouzivanych materiald a obdrzeni na ucet toho-

to mnozstvi galvanickych par(, tvoficich velky pocet mikroproud(l z rGznymi
. p_arametry. Toto také zabezpecuje prechod do téla pouzivatele velkeho poCtu

stopovych prvka.
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1. Jehla pro reflexoterapii se zakladni slozkou, ktera ma ty¢ s hrotem
na jednom konci a je vyrobena z oceli, médi, chromu, nikiu nebo stfibra, a po-
kryvani je vyhotqverio z chromu;, niklu, médi nebo stiibra, vyznad&ujici
se tim, 2Ze pokryvanizakladni slozky jehly je uskutecnéno s vytvorenim
blizko jejiho hrotu pasma, skladajiciho se ze pfinejmensim dvou materiald s
réiznymi elektrochemickymi potencialy, a zakladni slozka a pokryvani jsou \)y-
hotoveny z chemickych prvk{, zvolenych. ze skupiny, ktera dodatecné zahr-
nuje kobalt, hlinik, hoi¢ik, zinek, cin, titan, vanadium, berylium, zlato, platinu,
palladium, stroncium, télur, také jejich slitiny a oxidy.

2. Jéhla, uvedenavb.1, vyznadujici se tim, zepasmo
povrchu jehly blizko hrotu se tvofi ze zékladni slozky jehly a pokryvani, nane-
seného na zakladni slozku jehly vyjma jeji hrot.

3. Jehla, uvedenavb. 1, vyznacujici se tim, Zepasmo
povrchu jehly blizko hrotu se tvofi ze zakladni slozky jehly a pokryvani nane-
seného jen na hrot.

4. Jehla, uvedena v b. 1, v'yzna(":ujici se tim, Zepasmo
povrchu jehly blizko hrotu se tvori ze zakladni slozky jehly a nékolika vrstev
pokryvani z riiznych materiald, kazda z nichz je odhalena z ¢ela blizko hrotu
jehly. '

5. Jehla, uvedenavb. 1, vyznacujici se tim, Ze pasmo
povrchu jehly blizko hrotu se tvofi z naneseného na celou zakladni slozku
jehly nékolikavrstvého'pokryvéni a naneseného svrchu ného pokryvani na
hrot jehly. | | | |

6. Jehla, uvedenavb.5 vyznadujici se tim, Zev gasti

povrchu jehly, se‘sklédéjiciho z naneseného na celou zakladni slozku jehly -

nékolikavrstveho pokryvam a naneseného. svrchu ného pokryvanl na hrot
jehly, kazda vrstva pokryvani je odhalena z &ela blizo hrotu jehly.

7. Jehla, uvedena ve kterémkoliv bodu 1-6, vyznadéujici se

tim, e jedna nebo vice vrstev pokryvani se nanaSeji zpisobem stfikani,

coz zpUsobuje vytvofeni _nehustych nebo hustych vrstev.
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8. Aplikator se zakladem a upevnénymi v ném jehlami, kazda z nichz
ma zakladni slozku s tyéi, hrotem a hlavici, pficemZ zakladni slozky jsou vy-
hotoveny z oceli, médi, chromu, niklu nebo stfibra, a pokryvani se nanaseji z
chromu, niklu, m&di nebo stiibra, vyznacujici se t im, Zzepfi-.
nejmensim &ast jehel je vyhotovena s celistvymi a/nebo Eastecnymi pokryva-
nimi, pfi¢emz pfi éésteéném pokryvani zakladnich slozek jehel pasma blizko

jejich hrotll jsou vytvofena ze pfinejmensim dvou materiald z riznymi elektro-

chemickymi'pOtenciéI.y, a zakladni slozky a pokryvani jehel jsou vyhotoveny z .

chemickych prvkd, zvolenych ze skupiny, ktera dodateéné zahrnuje:kobalt,
hlinik, hofgik, zinek, cin, titan, vanadium, berylium, zlato, platinu, palladium,

stroncium, telur také jejich slitiny a oxidy. =

9. Aplikator, 'uv'edeny vhb..8, vy znagd u‘j ic ’i- se tim, Ze.

jehly v aplikatoru jsou umistény takovym zplUsobem, aby vedle sebe byly

jehly, jejichz zakladni slozky a pokryvani jsou vyrobeny z rliznych materiald.
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